Vplyv postupného žíhania na procesy premagnetovania bistabilného feromagnetického mikrodrôtu
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V práci sú prezentované výsledky experimentálneho štúdia vplyvu postupného žíhania na magnetické vlastnosti amorfného sklom potiahnutého mikrodrôtu Fe77.5Si15B7.5 s veľkým jednosmerovým efektom [1]. Cieľom tejto práce bolo získať informácie o vplyve postupného žíhania na jednosmerový efekt a ďalšie parametre premagnetizačného procesu, akými sú nukleačné pole, štartovacie pole a propagačné (posuvné) pole. Bolo pozorované, že predlžovaním doby žíhania sa zvyšuje pohyblivosť steny a tým aj jej celková rýchlosť v závislosti od nárastu poľa H. Prvé žíhanie pri teplote 300°C má za následok, že rozdiel rýchlosti medzi rýchlejšími a pomalšími stenami domény sa zvýšil, pretože nárast rýchlosti rýchlejšej steny je vyšší ako nárast pomalej steny. Žíhanie pri vyšších teplotách vedie k opačnému efektu. Zvýšenie rýchlosti rýchlejšej steny je nižšie ako nárast rýchlosti pomalej steny. Vplyvom žíhania pri teplote 400°C sa závislosť rýchlosti steny stáva pre všetky štyri typy stien rovnaká a dochádza k zániku jednosmerového efektu. Žíhaním do teploty 350°C všetky merané polia (nukleačné, štartovacie a propagačné) klesajú. Príčinou je pravdepodobne pokles vnútorných mechanických napätí, a teda aj pokles energie doménovej steny. Naopak, po žíhaní nad teplotou 350 °C začínajú štartovacie a propagačné polia postupne rásť. Pravdepodobnou príčinou je vytváranie lokálnych defektov.  
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